Abstract
Die vorliegende Arbeit untersucht die nicht kovalente Wechselwirkung von organischen Molekülen auf nicht organischen Oberflächen.

Im Verlauf der Arbeit wurden zunächst die Voraussetzungen für die Präparation molekulare Schichten mit diesen Molekülen unter Ultrahochvakuumbedingungen untersucht. Es zeigte sich, dass beide Moleküle thermisch verdampft werden können, ohne, dass eine nennenswerte Zersetzung geschieht. Mit Hilfe thermischer Desorptionsspektroskopie wurde dann die Bindungsenergie der Moleküle auf der Nickeloberfläche bestimmt. Weiterhin konnte so auch die Bedeckung als Funktion der Aufdampfparameter ermittelt werden. Die räumliche Anordnung auf der Oberfläche sollte dann mit der Rastertunnelmikroskopie analysiert werden. Die chemische Umgebung der adsorbierten Moleküle wurde mittels Photoelektronenspektroskopie untersucht. In einem letzen Schritt wurde eine Heteroschicht von TCNQ auf Tweezer auf Nickel mittels thermischer Desorptionsspektroskopie untersucht. Hierbei stand die Frage im Vordergrund, ob sich der Komplex auch ohne Lösungsmittel auf einer Oberfläche bilden kann.
